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OBJECTIU
• Desenvolupament d’una resina d’escintil·lació plàstica per 63Ni amb bona retenció, selectivitat i eficiència de detecció.

PROCEDIMENT EXPERIMENTAL

CONCLUSIONS
- Les resines de DMG presenten una selectivitat del níquel adequada i bona eficiència de

detecció malgrat que els cristalls de DMG són exteriors a la microesfera impedint la seva
retenció durant els processos de neteja.

- La resina impresa presenta pitjor eficiència de detecció i pitjor selectivitat del níquel
malgrat que a pH 10 presenta bona retenció del níquel.

- En estudis futurs s’estudiarà un nou mètode de síntesi de resines.
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Impregnació
Microesferes 

+

Dimetilglioxima (DMG)[3] 

Solvent: Amb 1-octanol

Sense 1-octanol 

Impressió
Microesfera entrecreuada

+
àcid N-(vinilbenzilimino) diacètic

(VbIDA) (reticulador)[4]

+
AIBN (iniciador)

Caracterització mètodes
• Forma /Morfologia (SEM)
• Capacitats radiomètriques (mesura del

estàndard de 63Ni al Quantulus)
• Retenció de Ni, Fe, Co (Batch i ICP)

100ppm patrons

INTRODUCCIÓ
El 63Ni és un emissor beta de baixa energia (66,9KeV) generat per activació neutrònica dels materials amb coure estable en instal·lacions nuclears. La mesura d’aquest
radionúclid és necessària per la caracterització dels residus de desmantellament d’instal·lacions nuclears. Degut a la interferència del 55Fe i 60Co [1], és necessari un pas de
separació previ a la mesura. Les resines d’escintil·lació plàstica [2] tenen l’avantatge de poder unificar els passos de separació (resina) i mesura (escintil·lador plàstic)
reduint el temps i els reactius.
Els mètodes utilitzats per sintetitzar les resines són impregnació, tècnica que consisteix en depositar un extractant selectiu sobre la superfície d’una microesfera, i
impressió, tècnica consistent en afegir un reticulador a la composició de la microesfera.
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La resina de DMG sense 1-octanol presenta millor eficiència de
detecció en sec (~30%).
Ni Bona retenció en les dues resines (~90%)
Co Menor retenció en la resina sense 1-octanol (~10%)
Fe No es reté en cap de les resines

La resina impresa presenta major eficiència de detecció en sec sense 
patró (~12%). 
Ni Bona retenció a pH 10 (~95%)
Co Major retenció que el níquel i bona retenció a pH 10
Fe No es reté pràcticament a cap pH (~5%)


